Dirigido a:
PYMEs, Asociaciones de diseno,
universidades, APls, etc.

Objetivo: ofrecer una vision global

de las posibilidades de proteccion del
disefo, a nivel nacional, comunitario e
internacional

OMPI _

OFE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

Coorganizado por:

\*\,Oficina Esparfiola de Patentes y Marcas,

Organizacién Mundial de la propiedad
Intelectual,

Oficina de Armonizacion del Mercado
Interior

Con la colaboracién de:

1 CENTRAL ..

Fecha:
Registro en linea:

Informacion complementaria:

Programa

JORNADAS SOBRE
PROTECCION DE
LOS DISENOS:
"DISENO
REGISTRADO”

| Madrid (OEPM)




9.1529.30

9.30 a 9.45

9.45 a 10.15

10.15 a 10.45

10.45 a 11.00

11.00 & 11.45

11.45a12.15

12.15a12.30

~ Registro

Palabras de Bienvenida (OEPM, OMPI, OAMI)

Protecci‘én,de los Disenos Industriales en Espaia (OEPM)

El Disefio Comunitario (OAMI)

Pausa-café

El registro internacional de d\i\buj\os y modelos industriales (OMPI)
Betty Berendson. Ernesto Rubio.

La Perspectiva empresarial: Experiencia \de\una empresa
espafnola en la proteccion de los disefos industriales
Coloquio



http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Aurora Hernandez.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Bernardo Viana.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Betty Berendson.pdf
http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/ponen/JornadaProteccionDiseniosMadrid/Ernesto Rubio.pdf
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